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Sposéb wywolywania obrazu elektrostatycznego
oraz urzadzenie do stosowania tego sposobu

1

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest sposéb
wywolywania obrazu elektrostatycznego, polega-
jacy na obnizeniu wilgotnosci wzglednej powietrza
w komorze wywolywania oraz urzadzenie do sto-
sowania tego sposobu.

Badania proces6w, wystepujacych przy odwzo-
rowywaniu obrazu sposobem elektrograficznym lub
elektrofotograficznym wykazaly, ze przebieg tych
procesé6w jest w duzej mierze zalezny od wilgot-
nos$ci otoczenia, higroskopijno$ci warstw fotop6i-
przewodzacych, papierow, nos$niké6w i proszkéw
wywolujgcych. Zbadano na przyklad, ze wzrost
wilgotnosci warstwy fotopélprzewodzacej powo-
duje zmiane oporu powierzchniowego plyty i ciem-
nicowego spadku potencjalu plyty, pokrytej ta-
dunkiem elektrycznym. Zjawisko to powoduje nie-
stabilno§¢ wartoSci potencjalu powierzchniowego
piyty. .

Szczegdlnie istotny jest wplyw wilgotnosci po-
wietrza i materiatéw w procesie wywolywania
utajonego obrazu elektrostatycznego. Okazato sie
bowiem, ze wzrost wilgotnosci na naladowanej po-
wierzchni warnstwy elektrofotograficznej powoduje
zwiekszenie sit adhezji czastek proszku wywolu-
jacego do powierzchni plyty i wplywa na zadymie-
‘nie podloza reprodukcji. Zwiekszona wilgotno§é
mieszaniny wywolujgcej ma wplyw na ilo§é¢ i znak

tadunk6w elektrostatycznych, ktére pojawiajg sie

‘wskutek zetknecia czgstek no$nika i proszku wy-
wolujacego, jak réwniez powoduje aglomeracje te-
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_go proszku, czego wynikiem jest obnizenie rozdziel-

czo$ci obrazu i zmniejszenie ostrosci jego linii.
Badania wykazaly réwniez, ze wzrost wilgotnos-
ci obrazu pylowego powoduje zwiekszenie prze-

- wodno$ci warstwy proszku i zmniejszenie efektyw-
.noS$ci przenoszenia proszku na podioze. Ustalono

przy tym, ze oméwiony wyzej wplyw zmiany wil-
gotnoSei powietrza i materialéw a zwilaszcza jej
wzrostu na proces wywolywania obrazu elektro-
statycznego mozna w znacznym stopniu zmniejszyé
przez utrzymanie w komorze wywolujgeej wilgot-
no$ci wzglednej o okolo 10%0 do 45% nizszej w sto-
sunku do warto$ci wilgotno$ci-wzglednej otoczenia.
W tym przypadku bowiem uzyskuje sie warunki,
w ktérych proszek wywolujacy wprowadzony do
komory oddaje cze§é zawartej w nim wody, przy
czym zmniejszenie wilgotno$ci proszku wptywsa do-
datnio na polepszenie jako$ci otrzymywanego
obrazu. .
Spos6b wywolywania obrazu elektrostatycznego
wedlug wynalazku ma na celu utrzymanmie wilgot-
nosci wzglednej w komorze wywolujgcej o 10 do
45%9 nizszej od wilgotnos$ci otoczenia, co uzyskuje
sie za pomocg ogrzewania komory wywolujgcej,
powodujgc przyrost temperatury 10°C do 40°C
w stosunku do temperatury otoczenia, wzglednie
przez absorbcje wilgotnoSci w komorze za pomocag
substancji higroskopijnych. Przedmiot wynalazku
craz urzadzenie do stosowania tego sposobu sg
przykladowo wyjasnione na rysunkach, na ktérych
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fig. 1 przedstawia urzadzenie do wywolywania ob-
razow elektrostatycznych w postaci bujaka, za-
opatrzonego w komore grzejng, fig. 2 — podobne
urzadzenie, zaopatrzone w absorbery, a fig. 3 —
urzadzenie do wywolywania sposobem ,,chmury
pylowej”, zaopatrzone w komory grzéjne i absor-
bery.

Spos6b wywolywania utajonego obrazu elektro-
statycznego wedlug wynalazku polega na utrzyma-
niu 'w komorze wywotujacej wilgotnos$ci wzglednej
o warto$ci 10 do 45°%0 nizszej od warto$ci wilgot-
no$ci otoczenia, co uzyskuje sie za pomocg ogrze-
wania komory lub absorbcji pary wodnej za po-
mocg substancji higroskopijnych.

Urzadzenie do stosowania sposobu wedlug wy-
nalazku, przedstawione na fig. 1, sktada sie z meta-
lowego naczynia 3 osadzonego za pomoca czopéw 8
w lozyskach 9 i tworzacego rodzaj wahadlowo lub
obrotowo osadzonego bujaka, z zewnetrznej obu-
dowy izolacyjnej 7 tworzacej miedzy ta obudowsa
a Sciankami naczynia 3 komore grzejng 6 oraz z
plyty elektrofotograficznej 2 pokrytej warstwg
Swiattoczulg 1 i nasadzang na otwoér naczynia 3.
Wewnatrz naczynia 3 utworzona jest komora wy-
wolujaca 4, do ktérej wprowadza sie proszek wy-
wolujgcy wraz z nosSnikiem 5. Odmiana urzgdzenia
przedstawiona na fig. 2 jest. zaopatrzona w umiesz-
czone wewnatrz komory wywoltujacej 4 naczynia 10
z substancjg higroskopijng, tworzgce absorbery
wilgoci. '

Dzialanie opisanych wyzej urzadzen jest naste-
pujace. Do wnetrza komory wywolujgcej 4 wpro-
wadza sie proszek wywolujacy wraz z no$nikiem 5,
a nastepnie na gérny otwér naczynia 3 naklada sie
ptyte elektirofotograficzng 2 wraz z warstwg $Swia-
ttoczuig 1, na ktérej wytworzony jest utajony ob-
raz elektrostatyczny. Nastepnie obracajgc naczy-
nie 3 w lozyskach 9 powoduje sie przez przesypy-
wanie mieszaniny wywolujgcej 5 po powierzchni
warstwy Swiatloczutej 1
proszku wywolujgcego do natadowanych punktéw
warstwy 1, odpowiadajgcych utajonemu obrazowi
elektrostatycznemu a za tym wywolywanie obrazu.

W trakcie wywolywania do komory grzejnej 6
urzgdzenia, przedstawionego na fig. 1 doprowadza
si¢ ogrzany czynnik np. powietrze lub pare albo
tez wlgcza sie umieszczony w komorze 6 grzejnik
elekti‘j‘,‘c‘zny, powodujgc przyrost temperatury wne-
trza Komory 4 o 10 do 40°C powyzej temperatury
otoczenia. Wskutek tego wilgotno§é wzgledna za-
wartego w komorze powietrza zmniejsza sie o 10
do 45% w poréwnaniu do wilgotnosci wzglednej
otoczenia. Dzieki temu zmniejsza sie wilgotnosé za-
wartej w komorze 4 mieszaniny wywotujgcej 5,
powodujac Téwnoczesny spadek przewodnos$ci
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warstwy proszku i jego lepsze przycigganie do na-
ladowanych miejsc warstwy Swiattoczutej 1 bez
przylegania do pozostatych czeéci plyty, a rowno-
cze$nie eliminuje sie ujemny wplyw wilgotnosci
na proces przenoszenia obrazu na podloze repro-
dukecji.

W odmianie urzgdzenia przedstawionej na fig. 2
zmniejszenie wilgotno$ci wzglednej w komorze wy-
wolywania 4 uzyskuje sie przez absorbowanie wil-
goci-za pomocy substancji higroskopijnej zawartej
w naczyniach absorbcyjnych 10. Urzadzenie przed-
stawione na fig. 3 tym rézni sie od wyzej opisa-
nego, ze do wnetrza komory wywolujgcej 4 utwo-
rzonej w naczyniu 3 sg wprowadzone Kkrécéce 11,
ktérymi doprowadzane jest ogrzane powietrze, po-
wodujace powstanie wewnatrz komory 4 chmury
pylowej. W tym celu urzgdzenie jest zaopatrzone
w dmuchawe 12 oraz przewéd powietrzny 13 ogrze-
wany elementem grzejnym 14 i wprowadzony do
wnetrza komory grzejnej 4.

Proszek wywoltujacy 5 moze byé przy tym réw-
niez doprowadzany do wnetrza komory 4 lacznie
ze strumieniem ogrzanego powietrza.

Urzadzenie to zaopatrzone w komore grzejng 6
oraz rownoczeénie w naczynia absorbcyjne 10, stu-
zgce do zmniejszania wilgotno$ci wzglednej po-
wietrza wewngtrz komory 4 w stosunku do wil-
gotnosci wzglednej otoczenia.

Spos6b wywotywania utajonego obrazu elektro-
statycznego oraz urzgdzenie do stosowania tego
sposobu moze znalezé zastosowanie zwlaszcza w
procesach elektrofotograficznych i elektrograficz-
nych.

Zastrzezenia patentowe
1. Spos6éb wywolywania utajonego obrazu elektro-
statycznego, wytworzonego na warstwie §wiatto-
czulej przez pokrywanie go proszkiem wywotu-
jacym, znamienny tym, ze obniza sie wilgotnosé

‘wzgledng w komorze wywolujacej (4) o 10 do

45% w stosunku do wilgotnoéci wzglednej oto-

czenia za pomocg podgrzewania komory (4)

przez przyrost temperatury o 10 do 40°C lub/

oraz absorbowanie wilgoci za pomocg substancji
higroskopijnych.

2. Urzadzenie do stosowania sposobu wediug
zastrz. 1, znamienne tym, ze jest zaopatrzone w
komore grzejng (6) lub grzejnik otaczajgcy ko-
more wywotujacy (4).

3. Odmiana urzgdzenia wedlug zastrz. 2, znamien-
na tym, ze jest zaopatrzona w naczynia absorb-
cyine (16), umieszczone wewngtrz komory wy-
wolujgcej (4).
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